












































专利名称(译) 阵列基板，液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US6252297 公开(公告)日 2001-06-26

申请号 US09/566808 申请日 2000-05-08

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

当前申请(专利权)人(译) 日本展示CENTRAL INC.

[标]发明人 KEMMOCHI MASATO
SHOJI MASATO

发明人 KEMMOCHI, MASATO
SHOJI, MASATO

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/13 H01L21/02 H01L21/70 H01L21/768 H01L21/312 G02F1/136 H01L23/58 
H01L29/04 H01L31/20 H01L31/036 H01L31/0376

CPC分类号 G02F1/136227 H01L21/312 H01L21/76804

代理机构(译) 皮尔斯伯里 - 温斯罗普LLP

优先权 1997053375 1997-03-07 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

通常用于液晶显示装置的阵列基板包括足够厚的层间绝缘膜，以防止接
触孔处的导电层的逐步断裂，同时保证可靠性。通过堆叠由诸如氮化硅
或氧化硅的无机材料制成的具有低透湿性的膜来制造厚的层间绝缘膜，
从而有希望提高液晶显示装置的可靠性，以及由有机膜制成的膜。例如
丙烯酸树脂的材料，其可以容易地堆叠成厚度，使得接触孔的内壁相对
于基板表面平缓地倾斜，从而防止导电层的厚度减小到100nm或更小。
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